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1

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wywolywa-
nia utajonego obrazu elektrostatycznego oraz urza-
dzenie do wywolywania utajonego obrazu elektro-
statycznego.

‘Znany jest spos6b wywolywania utajonego obra-
zu, przykladowo z opisu patentowego Stanéw Zje-
dnoczonych mr 3.412.710, w ktérym stosuje sie
dwie elektrody, przy czym elektroda dodatkowa ma
potencjal wyzszy od potencjalu gléwmej elektrody
wywolujgcej. Strumiefi materialu wywolywacza ma
kierunek zgodny z kierunkiem ruchu obrazu. Zna-
ne jest, ré6wniez z ww opisu patentowego, urza-
dzenie do wywolywania utajonego obrazu elektro-
statycznego zawierajgce dwie elektrody oraz czion
noény obrazu, ktérego kierunek przemieszczania
jest zgodny 2z Kkierunkiem strumienia materialu
wywotujgcego.

) Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
wolywania utajonego obrazu i urzadzenia do sto-
sowania tego sposobu, kt6éry umozliwialby prze-
prowadzanie procesu wywotywania w calej stre-
fie wywolywania i umozliwialby pelng kontrole
przeplywu materialu wywolywacza przez strefe
wywolywania. '

Cel wynalazku osiggnieto w sposobie wywoly-
wania utajonego obrazu przez to, ze strumien ma-
terialu wywolujgcego kieruje sie w strefie wywoty-
wania przeciwnie do kierunku ruchu obrazu, przy
. czym do pierwszej elektrody przyklada sie poten-
cjal mizszy od potencjalu tla w obszarze obrazu, do
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elektrody poSredniej przyklada sie potencjal o war-
toSci wiekszej od potencjatu tla obrazu a mniejszej
od potencjatu obrazu, za§ do elektrody kofcowej
przyklada sie potencjal wyzszy od potencjalu ob-
razu.

Cel wynalazku osiggnieto réwniez w urzadzeniu
do wywolywania utajonego obrazu umieszczajac
elektrody kontrolne, szeregowo jedna za druga
a réwnolegle wzgledem no$nika obrazu i w bliskiej
odlegloéci od powierzchni jego noénika korzyst-
nie 0,17 do 0,20 cm, sprzegajac elektrycznie kazdg
z szeregu elektrod z innym Zrédlem napiecia, oraz
mechanicznie sprzegajac zesp6ét! napedowy z watem
no$nika obrazu w celu obracania noénika obrazu
w kierunku przeciwnym do kierunku strumienia
materialu wywolywacza.

Przedmiot wynalazku uwidoczniono w przykla-
dzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przed-
stawia automatyczny powielacz "kserograficzny, w
ktérym zastosowano urzgdzenie do wywolywania
wediug wynalazku, w widoku z boku, fig. 2 —
urzgdzenie do wywolywania w powiekszeniu, w .
widoku z boku, fig. 3 — urzadzenie wywolujgce
z fig. 2 w czgstkowym przekroju i powiekszeniu,
fig. 4 — urzadzenie do wywolywania z fig. 2 w
cze§ciowym powiekszonym przekroju przedstawia-
jacym cze$é przekroju giéwnej elektrody wywo-
tujacej, fig. 5 — urzadzenie z fig. 2 w powiekszonym
przekroju, przedstawiajacym otwér doplywowy do
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obszaru wywolywania- i do elektrody oczyszcza-
jacej. :

Urzadzenie wedlug wynalazku przedstawiono jako
cze§é skladowg automatycznego powielacza ksero-
graficznego z plyng kserograficzng w ksztalcie
bebna 10 zawierajacego fotoprzewodzaca warstwe
umieszczong na przewodzacym podlozu.

Beben 10 zamontowany jest na wale 11, uto-
zyskowanym w niepokazanej ramie maszyny i obra-
cany jest w kierunku wskazanym strzatka za po-
mocy silnika 9, powodujgcego to, ze powierzchnia
bebna przechodzi kolejno przez poszczegblne sta-
nowiska kserograficzne np. ladowania A, na$wie-

tlania B, wywot ja C, przenoszenia obrazu D
1 e 3542 i

m kserogr: : iczne znajdujgce sie na dro-
ruchu bebna 10, jdk to przedstawiono na fig. 1,

wypgsaiamaned wera¥id zespoly jak: generatory 12,
@ s
39, [adewytedoWa_ulatbwych, piyta 14 do umiesz-

czaltty i niej oryginatu, przenoénik kubelkowy 27, -

zesp6l podawczy 30, 31, 32, zesp6l transportu pré6z-
niowego 26. Ponadto znajduja sie na poszczeg6l-
nych stanowiskach kserograficznych takie elemen-
ty jak palety 35, 36 zbierajace material wywolywa-
cza, zgarniak 41, prowadnica 40 kopii oraz Zrédla
ciepta 33, 43.

W kserografii znane jest od dawna, ze charak-
terystyka wywolywania materialu dwuskladniko-
wego znacznie sie¢ zmienia, gdy material wprawio-
ny zostaje w przeplyw pomiedzy elektrodg o kon-
trolowanym napieciu i powierzchnia przewodza-
ca fotoelektrycznie, na ktérej znajduje sie obraz
Jakkolwiek rzeczywisty powéd tej zmiany zdol-
noSci wywolywania nie byl dotychczas dokladnie
rozumiany, uzyskane rezultaty byly pomimo to
wyraZnie widoczne w jako$ci wykonywanej kopii.

Prowadzone byly préby celem okre§lenia, jaki
wplyw wywierala elektroda na charakterystyke
przeptywu dynamicznego dwuskladnikowego mate-
rialu wywolujgcego podczas wywolywania. Przediu-
zona elektroda stacjonarna umieszezona zostala w
obudowie wywolywacza, réwnolegle w poblizu po-
-wierzchni obracajgcego sie bebna kserograficznego.

Na beben nanoszony byl obraz konwencjonalng
technikg kserograficzng celem utworzenia na nim
obrazu utajonego. Elektrodzie nadawano napiecie
o potencjale podobnym biegunowo do napiecia ob-
razu utajonego i majacym wielko§é nizszg od po-
tencjalu obrazu, lecz wyisza od potencjatu podio-
. za, Na duze powierzchnie gladkie nanoszony byl
kserograficznie obraz na powierzchni bebna i na-
stepnie wywolywany przez ciggly przeplyw mate-
riallu wywolujagcego pomiedzy powierzchnia bebna
i elektrodg, przy czym beben poruszal sie w kie-
runku przeciwnym do przeplywu wywolywacza.
Stwierdzono, ze elektroda przyspieszala wywolywa-
nie obrazu na tych powierzchniach. Jednakze we
wszystkich tych przypadkach, krawedZ prowadzaca,
to jest krawedZ obrazu, ktéra najpierw przesunela
si¢ przez obszar oddzialywania elektrody, miala wy-
glad niedostatecznego wywolania lub zmycia. Teo-
retycznie uzasadniono to tym, ze wytworzone zo-
stalo pole kierunkowe pomiedzy elektrodg i obsza-
rami podloza na powierzchni bebna, ktére oddzia-
lujac wymusza przeplyw czgstek pigmentu w kie-
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runku czeSci ukladu, na ktéry oddzialuje ele-
ktroda. Innymi stowy, w przeplywie wywolywacza
powstaje gradient pigmentu gdy powierzchnia nie
pokryta obrazem znajduje sie w strefie oddziaty-
wania elektrody, powodujgcy duzg koncentracje
przeptywu tonera poruszajgcego sie wzdluz czeSci
ukladu, na ktéry oddzialuje elektroda. Gdy po ob-
szarze nie pokrytym obrazem wchodzi w rejon od-
dzialywania elektrody obraz utajony, to na po-
wierzchni bebna znajduje sie poczgtkowo niewystar-
czajgca ilo§¢ pigmentu, aby calkowicie wwywotaé
krawedZ prowadzacy oi)razu. Jednakze potencjat
obrazu staje si¢ wkrétce dominujgcy silg w ukla-
dzie i pigment jest wtedy przyciggany z elektrody
do bebna, powodujac przesunigcie sie gradientu pig-
mentu. Poniewaz przewodnik fotoelektryczny po-
ruszat sie w kierunku przeciwnym do przeplywu
wywolywacza podczas tych préb, czas potrzebny
na zakoficzenie przesuniecia sie gradientu zostat
w widoczny spos6b odzwierciedlony przez niedo-
stateczne wywoolywanie wzdluz krawedzi prowa-
dzgcej obrazu. Jednak gdy przesumiecie zostalo za-
koficzone, otrzymano dobre wywotanie powierzchni
gladkiej.

W celu udowodnienia, ze gradient pigmentu zo-
stal wytworzony w przeplywie dwuskladnikowego
wywolywacza przez elektrode wywolujaca i Ze ten

. gradient powodowal! zmiany w charakterystyce

pola elektrostatycznego ukladu, powyzszy ekspery-
ment zostal powtérzony z dwoma wzglednie duzymi
obrazami utajonymi, ktére zostaly kserograficznie
naniesione wzdtuz powierzchni bebna. Poczatkowo
dwie powierzchnie z obrazem zostaly przesuniete
jedna od drugiej o te samg odleglosé i zostat stwier-
dzony wzglednie diugi brak obrazu w ukladzie
wywotujgcym, gdy obrazy przesuwaly sie jeden
po drugim przez obszar oddzialywania elektrody.
Na r6éwni ze wzglednie dlugim brakiem obrazu po-
miedzy obu obrazami wystgpilo zjawisko na kra-
wedzi prowadzacej w obu obrazach. Brak obrazu
pomiedzy obrazami skracal si¢ progresywnie przez
przesuwanie utajonych obrazéw elektrostatycznych
bardziej do siebie. Ostatecznie uzyskano polozenie,
przy ktérym drugi obraz w obszarze oddziatywa-
nia elektrody nie miat juz zjawiska niedowolanej
krawedzi prowadzacej. KrawedZ prowadzaca pierw-
szego obrazu w obszarze oddzialywania elektrody
wykazywala jednakie wyraZne znamiona niedo-
statecznego wywolania. Bylo bezsprzeczne, Zze ob-
szar bezobrazowy pomiedzy obrazami skrécit sie do
te stopnia, ze bylo za malo czasu na to, aby
ﬁiédient przemie$cil sie od strony bebna ukladu.
W ten spos6b byla wcigz do dyspozycji wystarcza-
jaca ilo&é pigmentu na powierzchni bebna, aby wy-
wolaé krawedZ prowadzacg drugiego obrazu w
obszarze oddziatywania elektrody. ‘

Na podstawie tych préb wyciagniety zostat wnio-
sek, ze gradient pigmentu moégt sie wytworzyé w
przeplywie dwuskladnikowego wywolywacza prze-
chodzgcego przez strefe oddziatywania elektrody.
Ponadto zdolno§é wywolywania ukladu mogla byé
kontrolowana przez umieszczenie gradientu pig--
mentu w styku lub bez styku z ptyta §wiatloczula,
ktéra miata byé wywolana.

Ponizej opisane zostalo urzadzenie, w ktérym
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powyisze ustalenia zostaly wykorzystane -celtmy
stworzenia ukladu wywolywania, w ktérym zapew-
niona zostala calkowita kontrola dwwuskladnikowe-
go materialu wywolujagcego w czasie gdy materiat
przechodzi przez kserograficzng strefe wywolywa-
nia. Wydaje sie oczywiste, ze urzadzenie to moze byé
zastosowane w dowolnej iloSci ukladéw wywoly-
wania dwuskladnikowego na plycie kserograficz-
nej, ktére mogg znajdowaé sie w dowolnych po-
lozeniach odwréconych lub innych.

Odnoénie fig. 2 do 5 nalezy stwierdzié, ze urza-
dzenie do wywolywania utajonego obrazu sklada sie
w zasadzie z szeregu przewodzacych czionéw kon-
trolnych, przykladowo elektrod, oddzielonych blo-
kami izolacyjnymi, ktére sg podtrzymywane ré6w-
nolegle blisko poruszajacej sie powierzchni. beb-
na kserograficznego tak, aby stworzyly ciaglq za-
mknietg przestrzefi dla przeplywu strumienia wy-
wolywacza okre§long jako strefa wywolywania 51.
Przy gbébrmmym wejsSciu do zamknietej strefy wy-
wolywania znajduje sie zsyp 60, przez ktéry wpro-
wadzony jest do strefy wywolywania ciggly stru-
miefi dwuskladnikowego wywolywacza. Szereg prze-
wodzgcych cztonéw kontrolnych tworzy $ciane tyl-
ng strefy wywolywania 51 i jak to bedzie wyja$-
nione bardziej szczeg6lowo ponizej, spetnia fun-
cje kontroli dozowania materialu wywolujacego w
strumieniu przeplywu w czasie wywolywania. Scia-
na przednia strefy wywolywania opisana jest przez
poruszajgcg sie ku goérze powierzchnie bebna. Na-
lezy zaznaczyé, ze powierzchnia bebna porusza sie
ku gérze, przeciwnie do przeplywajacego do dotu
strumienia wywolywacza. Ten szczegblny stosunek
ruchu bezpoSrednio rézni sie¢ od stosowanego w
* wiekszoSei systeméw wywolywania kaskadowego,
w zwigzku z tym drobiny no$ne nie zachowuja si¢
w klasyczny spos6b, polegajacy na tym, ze oddajg
najpierw pigment w czasie procesu wywolywania,
a nastepnie, gdy zostaly juz czeSciowo obnazone,

wyptukujg nieutrwalone z obszaru podioze, na kt6--

rym nie ma obrazu.

Przewodzgce czlony kontrolne oraz bloki izolujg-
ce, ktére oddzielajg te czlony, zamontowane sg na
nieprzewodzacej, nieruchomej ramie wsporczej, a
rama ta jest przytwierdzona do S$cian bocznych
obudowy wywolywacza 20. W jednym kofieu Scian-
ki obudowy znajduje sie otwér, w.zwigzku z czym
obracajgca sie powierzchnia bebna przechodzi w
§cislej blisko$ci do znajdujacych sie tam przewo-
dzacych czlon6w kontrolnych. Cziony kontrolne
i bloki izolujace rozciggaja sie poziomo wezdluz
powierzchni bebna i majg uszczelnione koncédwki,
nie pokazane na rysunku, ktére przesuwaja si¢ w
styku z najdalszymi punktami powierzchni bgbna
zamykajgc strefe wywoltywania 51.

Dwuskladnikowy material wywolujacy transpor-
towany jest z powierzchni magazynujgcej i mie-
szajgcej w pojemniku 55 znajdujacym si¢ w obudo-
wie przyrzadu wywolujacego do zsypu 60 za po-
mocg przeno$nika 27 (fig. 1). Przeno$nik wryko-
nany jest z szeregu wychodzacych, poziomo wydtu-
zonych kubelké6w 56, zamocowanych na pasie bez
kofica, ktéry przechodzi ponad zespolem két paso-
wych 57 i 58. Gdy kubelki transportowane sg w
kierunku obszaru pojemnika wywolywacza, zostaja
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Materiat - wyweluindy sdestarcoeny ol zayplbaioy
prowadzany jest denstrsfysmyvelywania $kordpie
moze przeptywaé na siékopodiiwvphonennisilyneigksz
kofci w przeciwnym leigrisnkudesporyszeinseiesie
do gbéry powierzchni plytpomrrewodzaceinfoteelds
ktrycznie. Zachowanie si¢ materiatu owyssetulaceen
gdy przechodzi on przez strefe swywdlywamisiviess
Scifle i automatycznie kontrolowame; pbzez:ocklny
kontrolny celem wywolania powierzchaio pietsssodr
czyszczenia podloza, co powoduje wywekaniesmpads
ewyczaj ostrego i czystego obrazu kserogrnfiers
nego. W zwigzku z nadzwyczajng czuloSciq niniejr
szego ukladu, odtwarzane moze byé wiele réznorogds
nych obrazéw, takich jak kopie liniowe, powierzch-
nie gladkie, obrazy z pélcieniami, lub jakiekol-
wiek kombinacje powryZszego, bez zmieniania pa-
rametréw mechanicznych lub elektrycznych uktadu.
Gdy material wywolujgcy opuszcza strefe wywoly-
wania jest przechwytywany przez prég kierujacy
62, ktéry zamontowany jest w Scistej bliskosci po-
wierzchni bebna w dolnej cze$ci obudowy przy-
rzagdu do wywolywania, Przechwycony materiat wey-
wolujgcy jest kierowany wadluz pochylej rynny 65
z powrotem do obszaru pojemnika 55, gdzie jest
magazynowany i ladowany elektrostatycznie. Za-
raz ponizej progu kierujgcego umieszczona jest u-
szczelka 66 obudowy urzgdzenia do wywolywania,
dostosowana do wspéldzialania z poruszajgcg sie
powierachnig bebna, aby zapobiec przedostaniu sie
jakichkolwiek ilo§ci materialu wwywolujgcego na
zewnatrz obudowy.

Gdy plyta zostanie naladowana i na$Swietlona,
obraz utajony jest przenoszony na gérng powierzch-
nie bebna przez otwér dolny w strefie wywoly-
wania 51. Nalezy zazmaczyé, ze w tej konstrukeji
punkt wejécia elektrostatycznego obrazu utajonego
jest jednocze$nie punktem, przez ktéry material
wywolujacy opuszcza strefe wywolywania. Jed-
nakze, jak to bedzie widoczne z ponizszych wy-
jasnien, material wywolujacy znajdujgcy sie na po-
czatku obszaru wywolywania, jest w zwigzku z
unikalnymi zaletami ukladu nalezycie naladowany
i zdatny do catkowitego wywolania obrazu w krét-
kim okresie czasu. Faktycznie juz na poczatku ob-
szaru wywolywania stworzone sg warunki do nie-
znacznego przewolania. Ponadto jest do dyspo-
zycji wiecej toneru niz potrzeba do wywotania ob-
razu na.powierzchni bebna, co powoduje czeéciowe
wywolanie podloza. Jednakie nadmierne wywola-
nie podloza nie jest szkodliwe w tym przyrzadzie,
poniewaz podloze jest skutecznie i efektywnie. oczy-
szczane, gdy plyta przechodzi przez strefe wywoly-
wania.

Elektrostatyczny obraz utajony utworzony na
powierzchni przewodzgcej fotoelektrycznie, takiej
jak beben selenowy, charakteryzuje si¢ polem ele-
ktrostatycznym, ktére jest o nadzweyczaj duzej sile



80968

7

i gestoSci wzdluz obrzezy lub zewmetrznych obra-
mowan. Jednakze gesto§é i duza sila sktadowych
pola, w szczegbélnoSci skladowych  prostopadiych
do powierzchni pola, réwnomiernie zmniejsza sie
w kierunku przeciwnym do obrnzezy. W czasie wy-
wolywania skladowe pola o wiekszej sile i gestoéci,
towarzyszace powierachni na obrzezach, dosiegaja
i przyciggaja naladowane przeciwnie -czasteczki
pigmentu. Jednakze stabsze i o mniejszej gestosci
skltadowe i towarzyszace duzym wewmetrznym ob-
szarom, nie moga skutecznie i szybko wychwycié
czgsteczek pigmentu i dlatego obszary te wydaja
sie wymytymi z powodu niedowolania. Elektroda
wywolujgca 70 o niskim potencjale, jak to przed-
stawiono na fig. 2 i 3, jest umieszczona w §cistej
blisko$ci do poruszajgcej sie powierzchni' plyty na
poczgtku obszaru wywolywania. Termin niski po-
tencjal, tak jak tu zostat uzyty, dotyczy w szero-
kim tego stowa znaczeniu kazdego potencjalu, kt6-
ry jest nizszy niz potencjal znajdujacy sie na ob-
szarach, na kt6érych nie ma obrazu na powierzchni
bebna, co odpowiada obszarom podloza obrazu,
przy czym termin ten jest dostatecznie szeroki, aby
mozna -bylo objaé nim uziemiong elektrode, o
wyregulowanej biegunowo$ci przeciwnie do tej
jaka ma powierzchnia bebna. Stwierdzono powaz-
na zmiane w zdolno$ci wywolywania w ukladzie,
w szczegblno$ci odno$nie powierzchni gtadkich i p6t
cieni, gdy elektroda o niskim potencjale zostaje
umieszczona w Scisltej bliskosci do niedowolane-
go obrazu elektrostatycznego na powierzchni plyty.
Elektroda ta powoduje to, ze skladowe pola nor-
malnie towarzyszace stabszym wewnetrzym polom
sit elektrostatycznych zostaja wzmocnione i za-
geszczaja sie. Przez kontrole potencjalu elektry-
cznego nadawanego elektrodzie, sktadowe pole moz-
na tak ukierunkowaé, aby wymuszaly ruch nata-
dowanych czasteczek pigmentu w strumieniu prze-
plywowym w kierunku powierzchni bebna, na kto6-
rej znajduje sie obraz. :
Elektroda 70 podlaczona jest do odpowiedniego
zr6dla 96 o kontrolowanym napieciu poprzez prze-
wod 113 i zacisk 76. Elektrodzie nadany jest po-
tencjat nizszy od potencjalu obszaré6w powierzchni
bebna niepokrytych obrazem lub naswietlonych.
W tej odwréconej czeSci strefy wywolywania u-
tworzone jest pole sil, ktérego dzialanie polega
na wymuszaniu przeptywu tonera do géry w Kkie-
runku powierzchni bebna. Elektroda, poniewaz jej
napiecie poczatkowe jest nizsze od potencjalu pod-
loza, nie tylko wzmacnia sily pola zwigzane z ob-
szarami gladkimi, na ktérych jest obraz, lecz takie
wzmacnia sily pola zwigzane z naswietlonymi ob-
szarami bez obrazu, tak, ze wuzglednie silne pola
istnieja wzdluz catej powierzchni bebna 'w tym
‘rejonie, na ktéry oddziatuje elektroda. Powo-
duje to nadzwyczaj duzg koncentracje pigmentu
majdujacego sie na powierzchni bebna na poczgtku
wywolywania obrazu. Koncentracja ta jest przed-
stawiona za pomocg bardzo ciemnej powierzchni
w strumieniu przeplywu na fig. 3. Nalezy zazna-
czyé, ze rozmieszczenie duzej koncentracji pigmentu
na powierzchni bebna w tym odwrécenym obszarze
jest kontrolowane przez elektrode. Sita grawitacyj-
na, jakkolwiek ‘istniejgca, jest przezwyciezana przez
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pole sil, tak ze pigment w strumieniu przeplywa
w styku z odwrécong powierzchnig bebna.
Aby pobudzié jeszcze bardziej wczesne wywo-

‘tywanie obrazu w opisanym przyrzadzie, czastecz-

ki pigmentu poruszajgce sie przez obszar o niskim
potencjale, - pozostajgcy pod dziataniem -elektrody,
sa najpierw odsuniete lub uwolnione od drobin no$-
nych, tak ze czasteczki te lepiej poddaja sie oddzia-
lywaniu i kontroli przez pole sil. Uwolnienie pig-
mentu zostaje dokonane przez uderzenie drobin nio-
sgcych go o powierzchnie bebna w obszarze o nis-
kim potencjale, na ktéry oddziatuje -elektroda.
Krawed% §cieta 174 jest wmontowana do krawedzi
prowadzgcej elektrody 70. Przeplyw materialu wy-
wolujgcego, poniewaz przechodzi on przez obszar
odwrécony, odbywa sie w tym czasie w kontakcie
podtrzymujacym ze strong ukladu pozostajgca pod
dzialaniem elektrody i dlatego przechodzi w kontakt
przeplywowy z krawedzig S$cieta, ktéra jest tak
uksztaltowana, aby zmieniala kierunek przeplywu
do ponownego styku z powierzchnig bebna. Ude-
rzajagc o beben, czasteczki pigmentu odrywajg sie
od drobin no$nych i tworzy sie chmura proszku
uwolnionego pigmentu na poczatku obszaru wywo-
lywania. Uwolniony pigment, ktéry -porusza sie
weigz wzdluznie pod wplywem strumienia prze-
plywu, jest latwo przenoszony do bebna przez pole
sit elektrostatycznych kierunkowych, tak ze two-
rzy sie gradient pigmentu w przeplywie o duzej
koncentracji, do dyspozycji na powierzchni bebma.
Jakkolwiek uzyte tu zostalo naciecie lub krawedz
§cieta do zmiany kierunku przeptywu wywolywa-
cza, to moga byé zastosowane inne odpowiednie
sposoby do zmiany kierunku materialu wywoluja-
cego aby zetknal sie on z powierzchnig bebna, bez -
powazniejszego hamowania przeplywu wywolywa-
cza.

Nastepnym najblizszym cztonem przechodzacym
umieszezonym odpowiednio do kierunku obrotu be-
bna jest gléwna elektroda wywolujgca 71, ktéra
jest odizolowana od elektrody 70, o niskim poten-
cjale za pomocg bloku dielektrycznego 75. Odpo-
wiednie zZrédlo 97 regulowanego napiecia poczgtko-

-wego podigczone jest do gléwnej elekirody wywolu-

jacej za pomoca przewodu 114 i zacisku 81. Obie
sgsiadujgce ze sobg elektrody 70 i 71 s3 w zasadzie
jednakowej grubo$ci. Jednakze blok dielektryczny
jest skonstruowany tak — aby miat mniejszg gru-
bosé, tak ze na odwrotnej stronie ukladu w strefie
odwréconej twornzy sie wglebienie lub pusta prze-
strzen. Material wywotujgcy w strumieniu prze-
plywu latwo wpada do wglebienia i ptynie dalej
do styku ze §cietg krawedzig 174.

Stwierdzono, ze zdolno§é wywolywania elektro-
statycznego obrazu utajonego w rejonie elektrody
o niskim potencjale zwigksza sie¢ w stosunku wprost
proporcjonalnym do iloSci uderzehn drobinek o po-
wierzchnie bebna jak réwniez do predkosci z jaka
drobinki ‘uderzajg o powierzchnie bebna. Kat, pod
ktérym krawedz $cieta 174 kieruje drobinki do
styku z powierzchnig bebna, jest w zwigzku z tym
uksztaltowany optymalnie w tym obszarze, zar6w-
no celem zwiekszenia ilo$ci stykéw, jak i predkos-
ci uderzenia drobinek. Jest oczywiste, ze ten kat
optymalny bedzie sie zmienial, poniewaz poloze-
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nie elektrody o niskim potencjale zmienia si¢ od-

powiednio do poruszajgcej sie przewodzgcej foto-
elektrycznie powierachni i kat ten niekoniecznie
musi byé jednakowy we wszystkich ukladach wy-
wotujgcych.

Gléwna elektroda wywotujgca 71 ma -takie re-
gulowane napiecie poczgtkowe, Zze ma biegunowo§é
ladowania powierzchni bebna i jest o mniejszym
module niz modul potencjalu ladowania obrazu,
lecz o wiekszym niz potencjal podtoza pod obrazem.
Przez umieszczenie gléwnej elektrody wywolujg-
cej o potencjale pomiedzy potencjalem obrazu
i podloza, elekroda dziala jako samoregulujacy sie
przyrzad zdolny do przy$pieszenia wywolywania
obrazu, wykonujgc jednocze$nie oczyszczanie lub
usuwajgc z powierzchni bebna przypadkowy proces
wywolywania na podlozu.

Gdy obraz wywolany wstepnie przechodzi od ob-
szaru elektrody o niskim potencjale do obszaru
gléwnej. elektrody wywotujacej, to pole o duzych
sitach, towarzyszgce obszarowi obrazu, ma naj-
wiekszg przewage i utworzone zostaje pole sil kie-
runkowych o tendencji przesuwania tonera znajdu-
jacego sie w strumieniu przeptywu do styku z po-
wierzchniag bebna, na ktérej zmajduje sie obraz,
gdzie pigment jest wlasnie potrzebny, aby przy-
§pieszyé i zakonczyé wywolanie obrazu. Ponadto,
gdy obszar bez obrazu przesunie sie w rejon gtéw-
nej elektrody wywolujgcej, to skladowe pdél wiek-
szych sit towarzyszgce elekrodzie wywolujacej, dzia-
tajg na czgsteczki pigmentu przyciagajac je w kie-
runku do naladowanego czlonu elektrody. W zwigz-
ku z tym powstaje duza koncentracja pigmentu na
odwrotnej stronie ukladu w tych obszarach, a dro-
binki noSne w zasadzie pozbawione pigmentu s3a
przenoszone do powierzchni bebna przez strumiefi
przeplywu, stykajgce sie¢ z bebnem, zaréwno zdze-
raja mechanicznie jak i przyciggaja elektrostatycz-
nie luznie utrzymujgcy sie pigment z tych obszaréw
podloza. Pigment usuniety przez nosniki albo prze-
mieszcza sie na odwrotng strone ukladu, lub jest
elektrostatycznie zwigzany z powierzchnig noénika.
W kazdym przypadku pigment usuniety w ten spo-
séb jest wychwytywany w ukladzie i przenoszony
do oczyszczonej przestrzeni powierzchni.

Mozna przekonaé sie, ze elektroda wywolujaca
jest zdolna do reagowania na brak lub obecno$é ob-
razu przesuwajgcego sie przez rejon gléwmy ele-
ktrody wywolujgcej i dziala w wiekszym lub
mniejszym stopniu jako przelgcznik do przesu-
wania gradientu pigmentu w strumieniu prze-
plywu odpowiednio do polozenia bebna. Dwuskiad-
nikowy material wywolujgcy w strumieniu prze-
plywowym jest w ten sposéb wykorzystywany w
tym obszarze albo do oczyszczania tla lub do dal-
szego przyS$pieszania wywolywania elektrostatycz-
nego obrazu utajonego. W innym ukladzie niz tu
opisana krawedZ prowadzgca obrazu -elektrosta-
tycznego jest wyzwalaczem, ktéry rozpoczyna prze-
suwanie sie gradientu pigmentu odpowiednio do
zmiany stanu na powierzchni bebna. Jak to juz
zostalo poprzednio zaznaczone, odstep czasowy za-
dziatania ukladu jest odpowiedni do czasu prze-
suwania sie gradientu pigmentu od jednej strony
ukladu do drugiej, powodujgcy niedowolanie kra-
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wedzi prowadzacej obrazu. Ta zwloka czasowa w
ukladzie elektrycznym jest mechanicznie pokonana
w urzadzeniu bedacym ‘przedmiotem wynalazkuy,
tak, ze efekt krawedzi prowadzgcej jest wyelimino-
wany. . .

Na fig. 4 pokazano wglebienie 85 w odwréconej
czeSci gléwnej elektrody wywolujacej 71 umie-
szczone, Material wywolujacy poruszajgcy sie ku
dolowi odwréconej cze$ci gléwnego obszaru wy-
woltywania doptywa do wglebienia utworzonego
przez to wyzlobienie. Powierzchnia dna wyzlobie-
nia jest uksztaltowana w taki spos6b, aby zmie-
niala jeszcze raz kierunek gléwmego strumienia
przeplywu materialu wywolujgcego z . powrotem
do zderzenia z poruszajgcg sie powierzchnig bebna.
Gdy gléwna elektroda wywolujgca dziala jako
przyrzad oczyszczajgcy, to uderzenia drobin no$-
nych w obszary bez obrazu pomagajag w mechanicz-
nym oczyszczaniu osiadlego na nich pigmentu. Po-
dobnie, uderzenie materialu wywolujacego w ob-
szary wywolanego obrazu na powierzchni bebna po-
maga w procesie wywolywania, po pierwsze przez
fizyczne przenoszenie pigmentu z odwrotnej strony
ukladu do styku z obszarem obrazu, przezwyciezajac
w ten sposéb jakakolwiek zwloke czasowg zwigza-
ng z przesuwaniem sie gradientu pigmentu i.po
drugie przez tworzenie chmury proszku ‘wolnego
pigmentu na obszarze obrazu i wokél niego, gdzie
wolne czasteczki pigmentu mogg byé latwo przy-
ciggane do obszaru obrazu. o

Tu znowu zaréwno zdolno§é wywolywania jak
i oczyszczania jest wprost proporcjonalna do licz-
by zderzeni drobin, ktére mozna spowodowaé i pred-
koéci z jaka drobiny uderzaja o powierzchnie beb-
na. Ksztalt wglebienia lub wyzlobienia 85 w glow-
nej elektrodzie wywotujacej jest wiec zaprojekto-
wany tak, aby zoptymalizowaé zaréwno ilo§é drobin
jak i predko$§é z jaka drobiny uderzajg o powie-
rzchnie bebna. Jakkolwiek przedstawione tu zo-
stalo . wglebienie, to nalezy wyjasnié, ze moze byé
wykorzystany kazdy odpowiedni §rodek, zdolny do
ukierunkowania przeplywu wywolywacza do zde-
rzenia z powierzchnig bebna bez hamowania prze-
plywu wywolywacza.

Nastepng kolejng elektroda w odniesieniu do
kierunku ruchu bebna jest elektroda oczyszczaja-
ca 72. Jak zostalo to przedstawione na fig. 2, ele-
ktroda oczyszczajagca jest umieszczona w goérnej
cze$ci strefy wywolywania, bezpoérednio przylega-
jacej do otworu, przez ktéry wprowadzony jest
S§wiezy material wywolujacy. Elektroda oczyszcza-
jaca jest umieszczona w bezpoSredniej bliskoSei
giéwnej elektrody wywolujgcej i jest izolowana
elektrycznie od niej za pomocg bloku dielektrycz-
nego 92. Dzialanie elektrody oczyszczajacej polega
w pierwszym rzedzie na wytwarzaniu pola o szcze-
g6lnie duzej sile kierunkowej, zdolnej do przycia-
gania pigmentu do strony ukladu bedacej pod jej
wplywem, celem kontroli ruchu wolnych lub stabo
zwigzanych czgsteczek pigmentu przez gérng czesé
strefy wywolywania. Nastepnie elektroda oczy-
szczajaca uzdatnia drobiny nosnika poruszajace sie
w styku z plytq w tym obszarze do oczyszczania
niepozgdanego osadu z powierzchni plyty.

Elektroda oczyszczajaca podigczona jest do od-
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powiedniego Zr6dla 98 regulowanego napiecia poczat-
kowego za pomocy przewodu 115 i zacisku 95. Zréd-
lo napiecia nadaje elektrodzie szczegblnie wysoki
potencjal o biegunowo$ci podobnej do ‘bieguno-
wosci na obszarach naladowanych obrazu na po-
wierzchni bebna. W tym gérnym obszarze jest
wytworzone pole szczegllnie duzych sil kierunko-
wych, majgcych wielko$é wystarczajacg do - wy-
muszenia oddalania si¢ wolnych lub stabo zwigza-
nych czgsteczek pigmentu od powierzchni bebna.
Wolny material pigmentu, znajdujgcy sie w ob-
szarze elektrody oczyszczajgcej, porusza . sie w
zwigzku z tym w kontrolnych warunkach wzdiuz
tylnej strony ukladu. Pole elektrostatyczne wy-
twarzane w tym obszarze ma wystarczajgcg site
réwniez do odrywania niektérych -czgsteczek pig-
mentu, w szczegblnoéei czgsteczek stabo przycig-
ganych, od drobin przyplywajacych w styku z
bebnem i porusza te czgsteczki w kierunku tylnej
strony strefy wywolywania znajdujgcej sie pod
wplywem elekirody. Przy przewadze pigmentu skon-
centrowanego na odwrotnej stronie strumienia prze-
plywu, drobiny poruszajgce sie w styku z powierzch-
nig bebna s w zasadzie pozbawione . czgsteczek
pigmentu i dlatego latwiej moga zeskrobywaé
i elektrostatycznie przyciggaé stabo przylegajace
czgstki fla z powierzchni bebna. Jak z tego wyni-
ka, elektroda oczyszczajgca wytwarza podwédjny
efekt celem zapobiezenia, aby .wywolane tlo nie
opuscilo strefy wywolywania. Po pierwsze, wol-
ny pigment ‘jest oddalony od powierzchni plyty
i po drugie, drobiny nofne na peowierzchni plyty
sg kondycjonowane do mechanicznego -i. elektro-
statycznego oczyszczania podloza plyty. Przez
okreflenie wielko§ci tadunku i obrazu znajduja-
cego sie ma powierzchni przewodzgcej fotoelek-
trycznie i-przez nadanie elektrodzie oczyszczajgcej
ladunku znacznie wiyiszego, to jest rzedu 150—700 V
powyzej potencjaiu obrazu, powyisze wyniki mo-
g8 byé uzyskiwane skutecznie. - s

Wydaje sie byé oczywistym, ze ‘ruch materialu
wywolujacego do aktywnej strefy  wywolywania
musi byé kontrolowany zar6éwno elektrastatycznie
jak i mechanicznie w celu zapobiezenia i kontroli
tworzenia sie niepozgdanych chmur proszku w.ob-
szarze poczatkowym. Jak to zostalo przedstawio-
ne na fig. 5, otw6r doptywowy 60 jest utworzony
gléwnie przez rozciggajacg sie poziomg pochylong
przegrode 78 i rozciggajgcg sie poziomo wygieta
tarczg. 74. Jakkolwiek nie pokazane, oba kofice
otworu pomiedzy przegrodg i tarcza sg zamkniete
za pomocyg materiatu izolacyjnego, przy czym
otwér moze zatrzymywaé pewng iloé¢ dwusklad-
nikowego materialu wywolujacego. Nachylenie
przegrody 73 posiada rozciggajgcg sie do dotu pod-
pérke 86, ktéra zagieta jest ze stosunkowo ma-
lym promieniem do strefy wywolywania i roz-
cigga sie¢ do dolu tamze .celem utworzenia Scianki
tylnej ukiadu wywolywania. Tarcza 74, ktéra jest
z materialu przewodzgcego, podtrzymywana jest w
zasadzie w polozeniu poziomym na izolujgcej pod-
pbrce 90. Nizsza cze§é tarczy zakonczona jest kra-
wedzig 87, ktéra znajduje sie bezpoérednio w po-
blizu zagietej cze$ci podpérki 88. KrawedZ 87 jest
uksztaltowana odpowiednio do krzywizny zagietej
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czeSci podporki 86 na niiszej przegrodzie i razem
z nig tworzy wlot wejSciowy 61, polozony pozio-
mo w poprzek szeroko$ci strefy wywolania. Otwoér
60 ma w zasadzie ksztalt lejka zbiegajgcego sie do
dotu od wzglednie szerokiego wylotu do waskiego
wilotu 61. Szeroko§é otworu jest w zasadzie taka
sama jak odlegloéé pomiedzy powierzchnig bebna
i -elektrodami. . kontrolnymi, tak . Ze ‘podobna
porcja objetoSciowa przeptywu jest utrzymywana
w strefie wejSciowej jak i w strefie aktywmego
wywolywania. W czasie pracy kubelki dostarcza-
ja w sposéb ciggly material wywolujacy do lejko-
watego otworu doplywowego. Jakkolwiek mate-
riat wywolujacy jest zwykle dostarczany do otwo-
ru doptywowego ze wegledmie duza predkoscia, to
cze$é¢ materialu wywolujgcego jest poczgtkowo za-
trzymywana w otworze doplywowym, zanim zo-
stanie dostarczona poprzez wej$cie wlotu do. ob-
szaru aktywnego wywolywania. Poczgtkowe
zmniejszenie predkoéci przeptywu wywolywacza,
potagczone z lagodnym.torem przeptywu, powodu-
je znaczne zmmiejszenie mechanicznego miesza-
nia dwuskladnikowego materialu wywolujgcego,
zapobiegajgc w ten spos6b sklonnosci tego ma-
terialu do tworzenia chmur proszku w poblizu i
w obszarze wejSciowym do  strefy wywolywania.

Pochylona przegroda 73, ktéra {worzy mnizszg
Scianke otworu doplywowego 60 posiada wzglednie
wysoki potencjat od Zrédia poczatkowego kontrolo-
wanego napiecia poprzez przew6d 116 i zacisk . 88.
Nizsza przegroda znajduje sie¢ pod poczatkowym
‘napieciem majgcym te samg biegunowo§é co bie-
gunowodé ladunku obrazu na powierzchni bebna,
jednakze tadunek jest znacznie wiekszy od poten-
cjalu ladunku obrazu, a otwér doplywowy jest
izolowany elektrycznie od elektrody oczyszczajacej
za pomocg bloku dielektrycznego 93. Natomiast
tarcza 74 posiada wzglednie niski potencjai, ktéry
jest nizszy od potencjalu otworu dopitywowego,
nadawany przez.Zr6dlo 100 napiecia poczgtkowego
poprzez przew6d 117 i zacisk 89. Tu znowu okres-
lenie niski potencjal uzyte zostalo w szerokim te-
go slowa znaczeniu, jak to juz zostalo wyjasnio-
ne.. Przez utrzymywanie na tarczy niskiego wzgled-
nie potencjalu, a na przegrodzie wzglednie wyso-
kiego potencjalu tworzone jest pole szczegdlnie
duzych sit w obszarze wejciowym, zdolne do
przyciggania i/lub ‘wymuszania ruchu naladowa-
nych czgsteczek pigmentu przez ten obszar do
odwrotnej strony ukladu. Stwierdzono, ze wzmoc-
nione pole sit w otworze doplywowym wytwarza
gradient pigmentu w przeplywie materialu wywo-
lujgcego wezeSniej, niz material ten dojdzie do
styku z powierzchnig bebna.

Tu znowu poniewaz podpérka 88 w dolnej cze-
Sci nizszej przegrody 73 skreca lagodnie do strefy
wywolywania i poniewaz predko§¢ materialu wy-
wolujgcego przechodzgcego przez otwér doptywo-
wy jest w powaznym stopniu zmniejszana za po-
mocg diawienia, stwierdza sie nieznaczne mecha-
niczne mieszanie pigmentu w obszarze wejScio-
wym, zapobiegajac w ten spos6b tendencji pow-
stawania chmur proszku. Wielko§é i sila napiecia
poczatkowego nadawanego obu plytkom przegra-
dzajgecym wytwarza pole nadzwyczaj duzych .sil
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kierunkowych w obszarze wejSciowym, dazgqce
do odciggania wolnego i luZnie zwigzanego pig-
mentu w tym obszarze od powlerzchni przewo-
dzacej fotoelektrycznie. Obie wzajemnie sie uzu-
pelniaja celem zapewnienia, aby tylko niewiele
przypadkowych. czasteczek pigmentu lub zadna z
nich nie uchodzita w kierunku powierzchni plyty
wtedy, gdy material wprowadzany jest do aktyw-
nej strefy wywolywania.

- Optymalna kombinacja dla opisywanego ukladu
jest taka, w ktérej przewodzgce czlony elektro-
dy umieszczone sg w odlegto$ci 0,1778 do 0,2032
cm od powierzchni bebna, a elektrodzie o niskim
potencjale nadawane jest w zasadzie mnapiecie
o potencjale podstawowym, podczas gdy gléwma
elektroda wywolujaca jest utrzymywana pomiedzy
50 i 150 V powyzej napiecia podloza na powierzch-
ni ptyty. Stwierdzono, ze uksztaltowane w formie
tr6jkata wyzlobienie w gléwnej elektrodzie wy-
wolujgcej, majgce kat rozwarcia w przyblizeniu
120°, da dobre wyniki wtedy, gdy bedzie umiesz-
czone 10° do 20° ponizej linii &rodkowej bebna.
Poniewaz zadzialanie giéwnej elektrody wywolu-
jgcej jest wolniejsze niz elektrody o niskim po-
tencjale, stwierdzono, ze giéwna elektroda wy-
wolujgca powinna byé od trzech do czterech razy
dluzsza wzgledem kierunku przeptywu wywoly-
wacza niz elektroda o niskim potencjale. Aby
otrzymaé optymalne wyniki, pozgdane jest nada-
nie elektrodzie oczyszczajgcej potencjalu pomiedzy
150 i 700 V powyzej potencjalu obrazu znajdu-
jacego si¢ na powierzchni plyty ladowanej, pod-
czas gdy przewodzaca tarcza i przegroda, tworzg-
ce otwér wejSciowy, skierowane sq w formie lej-
ka do dolu, tak ze tworzg one wiot o szerokoéci
0,1651 do 0,2032 cm w wobszarze wejSciowym do
strefy wywolywania, oraz nadanie nachylonej
przegrodzie napiecia poczatkowego pomiedzy 300
4 1000 V powyzej potencjalu obrazu znajdujgcego
si¢ na powierzchni piyty, za§ tarczy nalezy na-
daé potencjal podstawowy.

Z powyzej przedstawionego opisu wynika, ze
uktad wywoltujgcy jest ukladem dynamiczno-prze-
plywowym. Oznacza to, ze gradient pigmentu, kt6-
ry wytwarzany jest w strumieniu przepltywu i kt6-
ry kierowany jest do lub od poruszajacej sie po-
wierzchni bebna niekoniecznie musi byé wychwy-
tywany i zatrzymywany przez elektrode, lecz fak-
tycznie przenoszony jest wzdiuz pod wplywem
drobin noénika w strumieniu przeptywu. W zwigz-
ku z tym wydaje sie oczywiste, ze elektrody mie
staja sig kolektorami luZnego pigmentu, lecz tym

nie mniej dzialajg jako Srodki kontroli koncentra-

cji pigmentu w przeplywie, gdy porusza sie on
brzez stref¢ wywolywania. Przez zréznicowanie
intensywno$ci i kierunku pé6l sit sktadowych
wytworzonych w réznych cze§ciach strefy wywo-
lywania i przez zmiane kierunku przeptywu ma-
teriatu wywolujacego w okre§lonych z géry punk-
tach celem zderzenia materialu z powierzchnig
przewodzaca fotoelektrycznie, zdolno§é wywotywa-
nia ukladu jest zwiekszona i kontrolowana, tak, ze
wytwarzany jest obraz kserograficzny o wyijgtko-
wo dobrej jako$ci.

Uklad w tej postaci jak tu zostal opisany nie
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jest zalezny od sit grawitacyjnych i dlatego jego za-
stosowanie nie jest ograniczone do okreslonej kon-
strukcji maszyny. Oznacza to, Ze elektrostatyczna
i mechaniczna kontrola przeplywu dwuskladniko-
wego wywolywacza nadaje sie ré6wmie dobrze do
zastosowania w kazdym ukladzie wywolujgcym,
wykorzystujagcym przeplyw dwuskladnikowego ma-
terialu wywolujgcego w charakterze mechanizmu
wywotujacego.

Dla celé6w zrozumialego wyjaénienia mogla byé
mowa o tym opisie i 0 materiatlach noénych nala-
dowanych dodatnio i czgsteczkach pigmentu na-
tadowanych ujemnie. Nalezy zaznaczyé, ze opis tej
specyficznej cechy wchodzgcych w gre potencja-
16w ma odnoénych czionach przewodzgcych nie ma
na celu zawezenie tego wynalazku do tych specy-
ficznych stosunkéw. Byloby mozliwe zastosowanie
nosnika i pigmentu bedgcych w bardzo réinych
stosunkach odnoénie ich charakterystyk tryboelek-
trycznych. To oczywiScie spowoduje koniecznoéé
odpowiednich zmian w stosunkach ladunkéw o re-
gulowanym napieciu poczatkowym, znajdujgcych
sie na réznych czlonach przewodzgcych. Powoly-
wanie si¢ na ladunki dodatnie i ujemne w tym
opisie nalezy w zwigzku z tym rozumieé jako de-
finiowanie stosunku przeciwnie naladowanych ciat,
ktéry to ladunek moze byé dodatni lub ujemny.
tak dlugo, jak dilugo ten stosunek o podobmych
lub réznigcych sie ladunkach jest utrzymywany.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b wywolywania elektrostatycznego cbra-
zu utajonego, posiadajqcego obszary o wzglednie
duzym potencjale i obszary tla o malym poten-
cjale, drogg przenoszenia wywolywanego obrazu
wzdluz uprzedmnio okre§lonego toru obok szeregu
elektrod kontrolnych, przepuszczamia strumienia
rozproszonego dwuskladnikowego wywolywacza
przez strefe wywolywania utworzona miedzy elek-
trodami i obrazem, oraz drogg przykladania po-
tencjalu do elektrod, znamienny tym, Ze strumief
materialu wywolujgcego przemieszcza sie w strefie
wywolywania w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu obrazu, przy czym do pierwszej elektrody w
kierunku przechodzenia obrazu, prnzyklada sie po-
tencjal nizszy od potencjalu tla w obszarze obrazu,
do elektrody pofredniej przyklada sie potencjat o
warto§ci pomiedzy potencjatem obrazu a potencja-
lem tla, za§ do elektrody koficowej przyklada sie
potencjat wiekszy od potencjatu obrazu.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, zrnamienny tym, ze
potencjal pierwszej elektrody utrzymuje sie w
przyblizeniu 150 V poniZzej potencjalu obszaru nie
pokrytego obrazem na powierzchni bebna.

3. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
elektrodzie koficowgj nadaje sie potencjal 300 do
1000 V wyzszy od potencjalu obrazu elektrosta-
tycznego.

4. Urzadzenie do wywolywania utajonego obrazu
elektrostatycznego zawierajgce czion no$ny ob-
razu, szereg elekirod kontrolnych umieszczonych
w sgsiedztwie czionu nosnego tworzac zasadmiczo
zamknietag wydiuzong strefe wywolywania, w kté-
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rej przemieszcza sie strumien drobnoziarnistego,
dwuskladnikowego materialu wywolujacego, ele-
ment do przykladania napiecia do elektrod elek-
trycznie polgczonej 'z elektrodami oraz naped no$-
nika obrazu, znamienne tym, ze elektrody kontrol-
ne (70, 71, 72) umieszezone sg réwnolegle i blisko
cztonu noénego (10)  obrazu, szeregowo jedna za
druga, naped (9) jest sprzezony z walem (11) no$-
nika (10) obrazu, a elementy (96, 97, 98) sprzezone
sa elektrycznie kazdy z inng elektrodg szeregu
elektrod (70, 71, 72).

5. Urzadzenie wedlug zastrz. 4, znamienne tym,
ze elektrody sg rozdzielone blokami izolujgcymi
(75, 92, 93).

6. Urzadzenie wedlug zastrz. 4 lub 5, znamienne
tym, ze czlonem no$nym (10) jest beben obraca-
jacy sie obok elektrod (70, 71, 72).

7. Urzadzenie wedlug zastrz. 6, znamienne
tym, zZe co najmmniej cze§¢ strefy wywolywania
jest réwnolegia do odwrdconej cze$ci powierzchni
bebna.

8. Urzadzenie wediug zastrz. 4, znamienne tym,
ze druga elektroda (71), w szeregu elektrod (70, 71,
72), jest od trzech do czterech razy diluzsza w kie-
runku przeplywu wywolywacza niz pierwsza elek-
troda (70).

9. Urzadzenie wedlug zastrz. 8, znamienne tym,
ze pierwsza elektroda (70) jest umieszczona w tym
obszarze strefy elektrod, w ktérym obraz utajony
najpierw wchodzi w kontakt ze strumieniem ma-
terialu wywolujacego i zawiera element (174) kie-
rowania strumienia materialu wywolujgcego do
zderzenia z czlonem noénym (10) obrazu.

10. Urzadzenie wedlug zastrz. 9, znamienne tym,
ze element (174) kierowania strumienia umiesz-
czony jest wzdluz krawedzi pierwszej elektrody
(70). . y

11. Urzadzenie wediug zastrz. 4, znamienne tym,
ze pierwsza w szeregu elekrod elektroda (70) jest
uziemiona.
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12. Urzadzenie wedlug zastrz. 4, znamienne tym,
ze pierwsza elektroda (70) jest umieszczona poni-
zej osi obrotu no$nika (10) obrazu. '

13. Urzadzenie wedlug zastrz. 4, znamienne tym,
ze szereg elektrod (70, 71, 72) siega do obszaru,
gdzie dwuskladnikowy material wywotujagcy wpro-
wadzany jest do styku z czlonem no$nym (10)
obrazu.

14. Urzadzenie wedlug zastrz. 4, znamienne tym,
ze elektroda umieszczona jest w odleglo§ci 0,17
do 0,20 cm od powierzchni noénika (10) obrazu.

15. Urzadzenie wedlug zastrz. 4, znamienne tym,
ze posiada konstrukcje (73, 87, 74, 86) zapobiegajaca
tworzeniu sie chmur proszku w obszarze Wejscio-
wym i w poblizu niego.

16. Urzadzenie wedlug zastrz. 15, znamienne tym,
ze konstrukcja (73, 74, 87, 86) zawiera zsyp (60)
z otworem (61) wprowadzajacym strumien mate-
rialu wywolujgcego do strefy wywolywania oraz
zespél elektryczny (99) nadawania potencjatu otwo-
rowi doptywowemu (61).

17. Urzadzenie wedtug zastrz. 16, znamienne tym,
ze otwér doptywowy (61) okreslony jest przewo-
dzacg przegroda nachylong (73), rozciagajaca sie
poziomo poprzez strefe wywolywania, ktéra to
przegroda umieszczona jest w bezposredniej blis-
koSci czlonu no$nego (10) i krawedzi (87) przewo-
dzacej tarczy (74) umieszczonej pomiedzy czlonem
noSnym (10) a przegroda (73).

18. Urzadzenie wedlug zastrz. 12, znamienne tym,
ze odleglos¢ pomiedzy krawedzig (87) tarczy (74)
i zakrzywionym cztonem (86) przegrody (73), przy
wlocie wejSciowym (61), jest réwna odleglosci po-
miedzy nosnikiem (10) obrazu i zakrzywionym
czionem (86) w miejscu réwnoleglych powierzchni
tych elementéw.

19, Urzadzenie wedlug zastrz. 13, znamienne tym,
ze tarcza (74) jest uziemiona.
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